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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de campos de cocción

La invención parte de un dispositivo de campos de cocción de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1.

Ya se conoce un dispositivo de campos de cocción con la menos una unidad calefactora y al menos una unidad de 
control, que está prevista para calcular, en al menos un estado de funcionamiento, al menos una variable 5
característica de la posición preferida para una vajilla de cocción al menos en función de al menos un parámetro de 
optimización y al menos una variable de la vajilla de cocción. En este caso, el parámetro de optimización está 
configurado como eficiencia energética.

El cometido de la invención consiste especialmente en preparar un dispositivo del tipo indicado anteriormente con 
propiedades mejoradas con respecto a la flexibilidad y la facilidad de mando para el usuario. El cometido se 10
soluciona de acuerdo con la invención por medio de las características de la reivindicación 1 de la patente, mientras 
que las configuraciones y desarrollos ventajosos de la invención se pueden deducir a partir de las reivindicaciones 
dependientes.

La invención parte de un dispositivo de campos de cocción con al menos una unidad calefactora y al menos una 
unidad de control, que está prevista para calcular en al menos un estado de funcionamiento al menos una variable 15
característica de la posición preferida para una vajilla de cocción al menos en función de al menos un parámetro de 
optimización y al menos una variable de la vajilla de cocción. Por una “unidad calefactora” debe entenderse 
especialmente una unidad que está prevista para calentar una vajilla  cocción colocada por encima de la al menos 
una unidad calefactora sobre una superficie de cocción. Con preferencia, la al menos una unidad calefactora 
comprende una bobina de inducción, que es alimentada con corriente alterna de alta frecuencia de una frecuencia 20
calefactora desde la unidad de frecuencia. En particular, el dispositivo de campos de cocción presenta una pluralidad 
de unidades calefactoras, que pueden estar configuradas idénticas a la al menos una unidad calefactora. Por una 
“unidad de control” debe entenderse una unidad electrónica, que está integrada al menos parcialmente con 
preferencia en una unidad de control y/o unidad de regulación de un dispositivo de campos de cocción y que está 
prevista con preferencia para controlar y/o regular al menos la al menos una unidad calefactora. Con preferencia, la 25
unidad de control comprende una unidad de cálculo y en particular adicionalmente a la unidad de cálculo una unidad 
de control con un programa de control y/o de regulación registrado en ella, que está previsto para ser ejecutado por 
la unidad de control. Por “previsto” debe entenderse en particular especialmente programado, diseñado y/o 
configurado. Por una “variable característica de la posición preferida” debe entenderse especialmente una variable 
característica, que está configurada como una dirección de posición y/o como una posición. Con preferencia, una 30
variable característica de la posición preferida configurada como dirección de la posición está prevista para preparar 
a un usuario una dirección, en la que debe mover la vajilla, para conseguir una posición predeterminada a través del 
al menos un parámetro de optimización. En particular, está prevista una variable característica de la posición 
preferida configurada como una posición para preparar al usuario una posición, en la que debe posicionarse la vajilla 
de cocción, para conseguir una posición predeterminada por el al menos un parámetro de optimización, Una 35
determinación de la variable características de la posición preferida se puede realizar, por ejemplo a través de una 
comparación con datos comparativos depositados en la unidad de memoria de la unidad de control o en un proceso 
de cálculo iterativo y/o analítico. Por un “proceso de cálculo iterativo” debe entenderse especialmente un proceso de 
cálculo, en el que en al menos una primera etapa de cálculo se calcula si posiciones calefactoras en una zona 
predeterminada alrededor de una posición calefactora actual, que corresponde a una posición de colocación de una 40
vajilla de cocción, permiten una calefacción de la vajilla de cocción con una coincidencia mejorada con el parámetro 
de optimización, de manera que se interrumpe el proceso de cálculo iterativo y se evalúa la posición calefactora 
actual como  aquella posición calefactora, que presenta la mejor coincidencia con el parámetro de optimización, 
cuando éste no es el caso. Por otra parte, se realiza al menos otra etapa de cálculo similar a la primera etapa de 
cálculo, en la que la posición calefactora, que permite la calefacción de la vajilla de cocción con mejor coincidencia 45
con el parámetro de optimización se considera como posición calefactora actual. Por un “proceso de cálculo 
analítico” debe entenderse especialmente un proceso de cálculo, en el que se realiza un cálculo de la posición 
calefactora que coincide mejor con el parámetro de optimización a través de un cálculo de posiciones de colocación 
posibles de la vajilla de cocción y la comparación de la coincidencia respectiva con el parámetro de optimización. 
Por una “vajilla de cocción” debe entenderse un recipiente, que está previsto para alojar comida y para cocer la 50
comida alojada sobre una superficie de cocción. Con preferencia, la vajilla de cocción está formada de metal, como 
por ejemplo de hierro, hierro fundido, acero, acero noble, aluminio, latón y/o cobre. Por ejemplo, la vajilla de cocción 
está configurada como olla de cocción, como sartén, cazuela, olla de cocción rápida o cualquier otra vajilla de 
cocción que le parezca conveniente al técnico. Por un “parámetro de optimización” debe entenderse especialmente 
un parámetro, con respecto al cual debe optimizarse una posición de la vajilla de cocción. Por ejemplo, el parámetro 55
de optimización puede ser una intersección de una vajilla de cocción colocada sobre una superficie de cocción con 
la al menos una unidad calefactora, en particular con la pluralidad de unidades calefactoras. Por una “variable 
característica de la vajilla de cocción” debe entenderse en particular una variable característica, que es una 
propiedad de la vajilla de cocción. Por ejemplo, la variable característica de la vajilla de cocción puede ser una 
forma, un peso, una propiedad de la superficie y/o un material del que está formada la vajilla de cocción. En 60
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particular, la variable característica de la vajilla de cocción está configurada como una variable de la vajilla de 
cocción. Por una “variable de la vajilla de cocción” debe entenderse especialmente una superficie del fondo de la 
vajilla de cocción. Por una “superficie del fondo de la vajilla de cocción” debe entenderse una superficie, que está 
alineada en un plano paralelo a una superficie de cocción y configura con respecto a una dirección vertical alineada 
a la superficie de cocción una superficie de limitación inferior de una vajilla de cocción colocada sobre la superficie 5
de cocción. En particular, la superficie del fondo de la vajilla de cocción debe configurar una superficie de contacto 
entre la vajilla de cocción colocada sobre la superficie de cocción y la superficie de cocción.

Se propone que la unidad de control esté prevista para preparar una posibilidad de selección del parámetro de 
optimización. En particular, la unidad de control está prevista para preparar una posibilidad de selección entre el al 
menos un parámetro de optimización y un modo normal. Por ejemplo, la unidad de control está prevista para 10
preparar la posibilidad de selección de otra unidad, que selecciona una posibilidad a partir de la posibilidad de 
selección preparada. En particular, la unidad de control está prevista para preparar a un usuario una posibilidad de 
selección del parámetro de optimización. Por un “modo normal” debe entenderse en particular un modo, en el que el 
dispositivo de campos de cocción se puede accionar en un modo regular, en particular evitando un parámetro de 
optimización. Por una “posibilidad de selección” debe entenderse en particular una posibilidad para seleccionar al 15
menos una característica a partir de una cantidad predeterminada de al menos dos características diferentes. Con 
preferencia, las al menos dos característica diferentes están configuradas por el al menos un parámetro de 
optimización y el modo normal. Por ejemplo, una posibilidad de selección puede estar configurada de tal manera que 
el usuario selecciona a través de pulsación en una interfaz de usuario una de las al menos dos características 
diferentes. Alternativamente, la posibilidad de selección se puede realizar de tal forma que el usuario selecciona a 20
través del desplazamiento de una vajilla de cocción colocada sobre una superficie de cocción una de las al menos 
dos características diferentes. A través de una configuración de acuerdo con la invención se puede conseguir con 
ventaja un dispositivo de cocción fácil de usar, que se puede adaptar de una manera flexible a las necesidades del 
usuario.

Además, se propone que la unidad de control esté prevista para preparar una posibilidad de selección de al menos 25
dos parámetros de optimización. En particular, la unidad de control está prevista para preparar una posibilidad de 
selección entre al menos dos parámetros de optimización diferentes en al menos una característica y un modo 
normal. En particular, la unidad de control está prevista para preparar al usuario una posibilidad de seleccionar a 
partir de al menos dos parámetros de optimización. A través de una configuración según la invención se puede 
conseguir de manera ventajosa un dispositivo de cocción fácil de usar, que se puede adaptar de manera flexible a 30
las necesidades del usuario.

Además, se propone que la unidad de control esté prevista para preparar la posibilidad de selección en función de al 
menos un parámetro. Por ejemplo, el al menos un parámetro puede estar registrado de manera predefinida en la 
unidad de cálculo y/o unidad de memoria de la unidad de control. En particular, la expresión “preparar la posibilidad 
de selección en función de al menos un parámetro” debe entenderse en particular en el sentido de que el al menos 35
un parámetro está previsto para establecer al menos una propiedad de la posibilidad de selección. Por ejemplo, la al 
menos una propiedad de la posibilidad de selección puede ser una propiedad del al menos un parámetro de 
optimización. La propiedad del al menos un parámetro de optimización puede estar configurado, por ejemplo, de tal 
manera que en función del al menos un parámetro, se ofrecen al menos dos conjuntos, que se diferencian en al 
menos una característica, de parámetros de optimización como posibilidad de selección. Los al menos dos conjuntos 40
que se diferencian en al menos una característica pueden estar configuraos, por ejemplo, de tal forma que los 
conjuntos respectivos presentan un número diferente de parámetros de optimización. De manera alternativa o 
adicional, es concebible que los conjuntos respectivos presenten al menos dos parámetros de optimización que se 
diferencian en al menos una característica. Por ejemplo, de la misma manera es concebible que la propiedad, 
establecida a través de al menos un parámetro, de la posibilidad de selección sea un instante, en el que la unidad de 45
control prepara la posibilidad de selección. En particular, la propiedad de la posibilidad de selección, establecida a 
través del al menos un parámetro, es una frecuencia de preparación, con la que la unidad de control acondiciona la 
posibilidad de selección. En particular, el al menos un parámetro depende de la al menos una variable característica 
de la vajilla de cocción. Por ejemplo, se puede reducir la frecuencia de preparación para vajillas de cocción granes, 
de manera que la unidad de control, en comparación con vajillas de cocción pequeñas, prepara más raras veces la 50
posibilidad de selección. Alternativa o adicionalmente, se puede elevar la frecuencia de preparación para vajillas de 
cocción pequeñas, de manera que la unidad de control prepara más frecuentemente la posibilidad de selección en 
comparación con vajillas de cocción grandes. A través de una configuración según la invención, se puede preparar 
con ventaja una posibilidad de selección configurada flexible, con lo que se puede elevar una comodidad para un 
usuario.55

Además, se propone que la unidad de control esté prevista para preparar la posibilidad de selección a través de un 
periodo de tiempo de preparación regulable. En particular, el periodo de tiempo de preparación se puede regular a 
través del usuario. Por un “periodo de tiempo de preparación” debe entenderse especialmente un periodo de tiempo, 
dentro del cual la unidad de control prepara la posibilidad de selección para el usuario. En particular, un usuario 
solamente en el periodo de tiempo de la preparación tiene la oportunidad de seleccionar una característica de la 60
posibilidad de selección. Con preferencia, el usuario puede seleccionar el periodo de tiempo de la preparación según 
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sus necesidades. Por ejemplo, el usuario puede ajustar cualquier periodo de tiempo de preparación que corresponde 
a sus necesidades, como por ejemplo 30 segundos, 60 segundos, 2 minutos o cualquier otro periodo de tiempo de 
preparación que le parezca conveniente al técnico. En particular, el usuario puede ajustar el periodo de tiempo de 
preparación a 0 segundos, de manera que se posibilita un funcionamiento del dispositivo de campos de cocción en 
el modo normal evitando la posibilidad de selección. A través de una configuración según la invención se puede 5
preparar con ventaja una posibilidad de selección configurada flexible, con lo que se puede elevar una comodidad 
para un usuario.

Además, se propone que la unidad de control esté prevista para preparar al menos una propuesta para una posición 
de la vajilla de cocción. En particular, la unidad de control está prevista para preparar para el usuario al menos una 
propuesta para una posición de la vajilla de cocción. Por una “propuesta” para una posición de la vajilla de cocción10
debe entenderse especialmente una recomendación en qué posición el usuario debe posicionar la vajilla de cocción 
sobre la superficie de cocción. En particular, la unidad de control está prevista para preparar la al menos una 
propuesta en función del al menos un parámetro de optimización. A través de una configuración de este tipo se 
puede facilitar al usuario una selección de la posición de la vajilla de cocción. Con preferencia, el usuario puede 
seleccionar cualquier posición discrecional de la vajilla de cocción. Por ejemplo, el usuario puede seleccionar la 15
posición de la vajilla de cocción preparada por la unidad de control en la al menos una propuesta. De manera 
alternativa, el usuario puede seleccionar otra posición para la vajilla de cocción que se diferencia de la posición 
preparada en la al menos una propuesta. En particular, la unidad de control está prevista para aceptar una posición 
de la vajilla de cocción seleccionada por el usuario. A través de la configuración según la invención se puede elevar 
con ventaja una facilidad de manejo y, por lo tanto, una comodidad para el usuario.20

Además, se propone que la unida de control esté prevista para utilizar en al menos un modo de funcionamiento para 
al menos dos vajillas de cocción, respectivamente, otro parámetro de optimización. A través de una configuración 
según la invención se puede conseguir con ventaja un dispositivo de campos de cocción configurado flexible, con lo 
que se puede elevar una comodidad para un usuario.

Además, se propone que la unidad de control esté prevista para utilizar en al menos un modo de funcionamiento un 25
parámetro de optimización para todas las vajillas de cocción. A través de una configuración según la invención se 
puede facilitar con ventaja un manejo del dispositivo de campos de cocción para un usuario y de esta manera se 
puede elevar una facilidad de mando para el usuario.

Además, se propone que la unidad de control esté prevista para emitir al menos una variable característica, que 
indica en qué grado un lugar de la vajilla de cocción corresponde al menos a un parámetro de optimización. En 30
particular, la unidad de control está prevista para emitir al usuario al menos una variable característica, que indica en 
qué grado un lugar de la vajilla de cocción corresponde al menos a un parámetro de optimización. En particular, la al 
menos una variable característica puede estar configurada como una variable característica óptica y/o como una 
variable característica acústica. Por ejemplo, una variable característica óptica puede estar configurada como una 
barra o una columna, de manera que en cada caso se puede añadir o evitar una indicación de valores numéricos 35
porcentuales. Además, es concebible que la variable característica óptica pueda estar configurada como una pura
indicación de un valor numérico porcentual. Una variable característica acústica puede ser, por ejemplo una señal 
variable en el volumen, que incrementa, por ejemplo, el volumen cuando una posición actual de la vajilla de cocción 
coincide mejor con el al menos un parámetro de optimización que una posición que precede a la posición actual. A 
través de una configuración de acuerdo con la invención se puede hallar fácilmente con ventaja un lugar de la vajilla 40
de cocción que corresponde al meno a un parámetro de optimización. De esta manera se puede elevar una facilidad 
de mando para el usuario.

Además, se propone que el al menos un parámetro de optimización esté configurado como una eficiencia energética
y/o como una distribución del calor y/o como un tiempo de calentamiento y/o como una variable característica del 
campo electromagnético. Con preferencia, en el caso de un puro enlace-Y, puede estar previsto sólo un parámetro 45
de optimización. En particular, en el caso de un puro enlace-Y, pueden estar previstos, en general, cuatro 
parámetros de optimización. De la misma manera son concebibles todos los valores intermedios, de manera que son 
concebibles casos, en los que estén previstos uno, dos, tres o cuatro parámetros de optimización. En particular, es 
concebible cualquier combinación, que le parezca conveniente al usuario, de los parámetros de optimización 
mencionados. Con preferencia, el al menos un parámetro de optimización está configurado como una eficiencia. Con 50
preferencia, el al menos un parámetro de optimización está configurado como una distribución del calor. Con 
preferencia, el al menos un parámetro de optimización está configurado como una variable característica del campo 
electromagnético. Por un “eficiencia energética” debe entenderse en particular una eficiencia energética total y/o una 
eficiencia energética posicional. Por una “eficiencia energética total” debe entenderse especialmente un cociente de 
una potencia calefactora de una vajilla de cocción durante un periodo de tiempo de medición y de una potencia 55
eléctrica, que recibe la al menos una unidad calefactora que calienta la vajilla de cocción durante el periodo de 
tiempo de medición. Por una “eficiencia energética posicional” debe entenderse, en particular, una porción de la 
eficiencia energética total, que depende puramente de una posición, en particular de un grado de cobertura de la al 
menos una unidad calefactora a través de la vajilla de cocción. Por una “distribución del calor” debe entenderse 
especialmente cómo se distribuye el calor sobre una cierta zona, con preferencia sobre un lado inferior de una vajilla 60
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de cocción. Con preferencia, por una “buena distribución del calor” debe entenderse en particular una distribución al 
menos esencialmente uniforme del calor sobre la cierta zona. Por “al menos esencialmente” debe entenderse en 
este contexto en particular que una desviación de un valor predeterminado es especialmente inferior al 25 %, con 
preferencia inferior al 10 % y de manera especialmente preferida inferior al 5 % del valor predeterminado. Por un 
“tiempo de calentamiento” debe entenderse especialmente un periodo de tiempo dentro del cual se puede calentar 5
una vajilla de cocción posicionada sobre un campo de cocción. En particular, por el tiempo de calentamiento debe 
entenderse un periodo de tiempo, dentro del cual se puede llevar a cocción un líquido que se encuentra en la vajilla 
de cocción posicionada sobre una superficie de cocción. Por una “variable característica del campo 
electromagnético” (EMF) debe entenderse especialmente una propiedad de un campo electromagnético. En 
particular, la variable característica del campo electromagnético puede estar configurada como un campo de 10
dispersión y/o una simetría del campo electromagnético. A través de una configuración de acuerdo con la invención 
se puede conseguir con ventaja un dispositivo de campos de cocción configurado variable, que se puede adaptar a 
las necesidades especiales del usuario. De esta manera se puede elevar la facilidad de manejo.

En otra configuración de la invención, se propone un aparato electrodoméstico con un dispositivo de campos de 
cocción de acuerdo con la invención. A través de una configuración de acuerdo con la invención se puede integrar 15
de manera ventajosa un dispositivo de cocción en un aparato electrodoméstico.

En otra configuración de la invención se propone un procedimiento para el funcionamiento de un dispositivo de 
campos de cocción de acuerdo con la invención. A través de una configuración de acuerdo con la invención se 
puede accionar con ventaja un dispositivo de cocción de una manera segura y correcta.

Oras ventajas se deducen a partir de la siguiente descripción del dibujo. En el dibujo se representa un ejemplo de 20
realización de la invención. El dibujo, la descripción y las reivindicaciones contienen numerosas características en 
combinación. El técnico considerará las características de manera más conveniente también individualmente y las 
agrupará en otras combinaciones convenientes. En este caso:

La figura 1 muestra un dispositivo de campos de cocción de acuerdo con la invención.

Las figuras 2a, b muestran diferentes posiciones de una vajilla de cocción preparada a través de una unidad de 25
control de acuerdo con la invención. 

Las figuras 3a, b muestran diferentes posibilidades de selección preparadas a través de la unidad de control de 
acuerdo con la invención, y

Las figuras 4a-d muestran diferentes posiciones de dos vajillas de cocción influenciadas por un parámetro de 
optimización de acuerdo con la invención.30

La figura 1 muestra un dispositivo de campos de cocción 10 de acuerdo con la invención con al menos una unidad 
calefactora 12 y al menos una unidad de control 14, que está prevista para calcular en al menos un estado de 
funcionamiento al menos una variable característica de la posición preferida para una vajilla 16, 18 al menos en 
función de al menos un parámetro de optimización y al menos una variable característica de la vajilla de cocción 16, 
18. Además, está previsto que la unidad de control 14 esté prevista para preparar una posibilidad de selección del al 35
menos un parámetro de optimización.

En el ejemplo de realización mostrado, se representa una pluralidad de unidades calefactoras 12 dispuesta debajo 
de una superficie de cocción 22, por lo que las unidades calefactora 12 se representan con trazos en la figura 1. 
Además, el dispositivo de campos de cocción 10 de acuerdo con la invención presenta un sistema de detección de 
la olla para una detección de una o varias vajillas de cocción 16, 18 colocadas sobre la superficie de cocción 22. La 40
pluralidad de elementos calefactores 12 está dispuesta como una matriz de campos de cocción debajo de la 
superficie de cocción 22. Por una “matriz de campos de cocción” debe entenderse en particular una disposición de 
unidades calefactoras 12, en la que las unidades calefactoras 12 están dispuestas en un retículo regular debajo de 
la superficie de cocción 22, y comprende una zona calefactable por medio de las unidades calefactoras 12 de la 
superficie de cocción 22, con preferencia al meno 60 %, en particular al menos 70 %, con ventaja al menos 80 % y 45
de manera especialmente ventajosa al menos 90 % de un área total de la superficie de cocción 22. Con ventaja, la 
matriz de campos de cocción comprende al menos 5, de manera especialmente ventajosa al menos 7 unidades 
calefactoras 12 dispuestas debajo de la superficie de cocción 12 en un retículo regular, de manera que están 
dispuestas especialmente más de 3 de las unidades calefactoras 12 en una seria y especialmente más de 3 de las 
unidades calefactoras 12 en una columna. En particular, la matriz de campos de cocción comprende más de 10 50
unidades calefactoras 12 dispuestas debajo de la superficie de cocción 22 en un retículo regular. En particular, las 
unidades calefactoras 12 están configuradas como inductores. 

En el ejemplo de realización mostrado, la variable característica de la posición preferida está configurada como una 
posición 20 de la vajilla de cocción 16, 18. Además, la variable característica de la vajilla de cocción está configurada 
como una variable de la vajilla de cocción 16, 18, debiendo entenderse por una variable de la vajilla de cocción 16, 55
18 especialmente una superficie del fondo de la vajilla de cocción. En la figura 1 se representa con trazos la unidad 
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de control 14, puesto que la unidad de control 14 está dispuesta debajo de la superficie de cocción 22. La unidad de 
control 14 está prevista para preparar al menos una propuesta para una posición 20 de la vajilla de cocción 16, 18. A 
tal fin, la unidad de control 14 está conectada con una unidad de representación 24. La unidad de control 14 está 
prevista para preparar informaciones para el usuario a través de la unidad de representación 24. La figura 2a
muestra una propuesta preparada para el usuario por la unidad de control 14 a través de la unidad de 5
representación 24 para una posición 20 de la vajilla de cocción 16, 18. En este caso, se representa un lugar de 
emplazamiento actual 26 de la vajilla de cocción 16, 18 en líneas continuas. La propuesta para la posición 20 de la 
vajilla de cocción 16, 18 se representa en líneas de trazos y presenta frente al lugar de emplazamiento actual 26 de 
la vajilla de cocción 16, 18 un rayado diferente. En este caso, un color diferente debe identificar la posición 20 así 
como el lugar de emplazamiento actual 26. Por consiguiente, la unidad de control 14 está prevista para preparar 10
para el usuario la al menos una propuesta para una posición 20 de la vajilla de cocción 16, 18 y el lugar de 
emplazamiento actual 26 de la vajilla de cocción 16, 18 en al menos dos colores diferentes. Además, la unidad de 
control 14 está prevista para preparar para el usuario la al menos una propuesta para una posición 20 de la vajilla de 
cocción 16, 18 y el lugar de emplazamiento actual 26 de la vajilla de cocción 16, 18 e identificarla a través de una 
estructura de líneas diferente.15

La figura 2 muestra otra posibilidad sobre cómo la unidad de control 14 puede preparar para el usuario la propuesta 
para una posición 20 de la vajilla de cocción 16, 18. Esto se realiza evitando una representación del lugar de 
emplazamiento actual 26 de la vajilla de cocción 16, 18. La unidad de control 14 está prevista para indicar aquellas 
unidades calefactoras 12 sobre las que debe colocarse la vajilla de cocción 16, 18. A tal fin, la unidad de control 14 
prepara para el usuario a través de la unidad de representación aquellas unidades calefactoras 112, que están 20
dispuesta en un entorno más próximo de un lugar de emplazamiento actual 26 de la vajilla de cocción 16, 18 
reconocido por el sistema de reconocimiento de la olla y configurar una posición mejorada 20 con respecto al menos 
a un parámetro de optimización.

Tal propuesta de la unidad de control 14 puede representar un inconveniente para un usuario, si apareciese con 
demasiada frecuencia y/o durante demasiado tiempo. Por los mismos motivos, la posibilidad de selección puede 25
representar un inconveniente. Por lo tanto, la unidad de control 14 está prevista para preparar la posibilidad de 
selección durante un periodo de tiempo de preparación regulable. De esta manera, el usuario puede ajustar órnate 
cuánto tiempo se representa la posibilidad de selección a través de la unidad de representación 24. Además, la 
unidad de control 14 está prevista para preparar la posibilidad de selección en función de al menos un parámetro. En 
este caso, el parámetro indica una propiedad de la posibilidad de selección, estando configurada en el ejemplo de 30
realización mostrado la propiedad de la posibilidad de selección como una frecuencia de preparación, con la que la 
unidad de control 14 prepara la posibilidad de selección. En particular, el parámetro depende de la variable 
característica de la vajilla de cocción. Además, el parámetro es regulable a través el usuario.

De acuerdo con la invención, la unidad de control 14 está prevista para preparar una posibilidad de selección a partir 
de al menos dos parámetros de optimización. Además, la unidad de control 14 está prevista para utilizar en al menos 35
un estado de funcionamiento un parámetro de optimización para todas las vajillas de cocción 16, 18. De acuerdo con 
la invención, el usuario puede modificar el estado de funcionamiento de la unidad de control 14. Esto es posible por 
que, además, de acuerdo con la invención, la unidad de control 14 está prevista para utilizar en al menos un estado 
de funcionamiento para al menos dos vajillas de cocción 16, 18, respectivamente, otro parámetro de optimización. A 
través de una configuración de este tipo se puede conseguir una unidad de control 14 configurada flexible y de esta 40
manera se puede elevar la facilidad de mando para el usuario. Además, de acuerdo con la invención, está previsto 
que el al menos un parámetro de optimización esté configurado como una eficiencia energética y/o como una 
distribución del calor y/o como un tiempo de calentamiento y/o como una variable característica del campo 
electromagnético.

A continuación se explica con la ayuda de las figuras 4a-d estos cuatro parámetros de optimización diferentes. Como 45
se puede deducir a partir de las figuras 4a-d, los cuatro parámetros de optimización se diferencian, respectivamente, 
por un número y selección de unidades calefactoras 12 activadas. La unidad de control 14 está prevista para 
calcular en función de una potencia objetiva ajustada por el usuario así como en función del parámetro de 
optimización las unidades calefactora 12 a activar. Con esta finalidad, la unidad de control 14 presenta una unidad 
de cálculo y una unidad de memoria. Por medio de la unidad de cálculo, la unidad de control 14 calcula un número 50
mínimo de unidades calefactoras 12 activables a través de la formación de un cociente a partir de la potencia 
objetiva ajustada a través del usuario y una potencia máxima de cada unidad calefactora 12. Cada una de las 
unidades calefactoras 12 presenta una potencia máxima idéntica, que está registrada en la unidad de memoria de la 
unidad de control 14. 

La figura 4a muestra un caso designado como “modo eco”, en el que el al menos un parámetro de optimización está 55
configurado como eficiencia energética. En este caso, todas las unidades calefactoras 12 activadas son accionadas 
con su potencia máxima respectiva, siendo activadas y, por lo tanto, accionadas solamente las unidades 
calefactoras cubiertas al 100 %. La figura 4b muestra un ejemplo designado como “modo sport”, en el que el al 
menos un parámetro de optimización está configurado como tiempo de calentamiento. En lugar de activar solamente 
las unidades calefactoras 12 cubiertas al 100 %, como en el caso en el que el parámetro de optimización está 60
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configurado como eficiencia energética, en este ejemplo se activan aquellas unidades calefactoras 12, que están 
cubiertas en una gran parte de su superficie por una vajilla de cocción 16, 18. Si un número de las unidades 
calefactoras 12 activadas cubiertas en una gran parte de su superficie por una vajilla de cocción 16, 18 debe ser
igual al número mínimo de las unidades calefactoras 12 activables, entonces se accionan las unidades calefactoras 
12 activadas con su potencia máxima. En otro caso, el número de las unidades calefactoras 12 activadas excede el 5
número mínimo de las unidades calefactoras 12 activables, por lo que las unidades calefactoras 12 activadas son 
accionadas, respectivamente, con una potencia más reducida que la potencia máxima. La unidad de control 14 está 
prevista para calcular el tiempo de calentamiento para diferentes configuraciones de unidades calefactoras 12 
activadas. Además, la unidad de control 14 está prevista para seleccionar aquella configuración, en la que el tiempo 
de calentamiento es mínimo. En el ejemplo de realización mostrado en la figura 4b, por este motivo, la unidad 10
calefactora 12, que se caracteriza por un rayado diferente, está desactivada. En el caso de una activación de la 
unidad calefactora 12 rayada diferente, todas las otras unidas calefactoras 12 activadas son accionadas con una 
potencia más reducida, de done resultaría un tiempo de calentamiento prolongado. Por lo tanto, la unidad 
calefactora 12 rayada diferente está desactivada.

La figura 4b muestra un caso designado como “modo chef”, en el que el al menos un parámetro de optimización está 15
configurado como una distribución de calor. En este caso, la unidad de control 14 activa todas las unidades 
calefactoras 12, que están cubiertas por la vajilla de cocción 16, 18, independientemente de qué porcentaje de las 
unidades calefactoras 12 estén cubiertas. En particular, la unidad de control 14 activa todas las unidades 
calefactoras 12 cubiertas también sólo en una parte mínima. De esta manera, se puede optimizar de manera 
ventajosa una distribución de calor. En la figura 4c se representa un caso designado como “modo comfort”, en la que 20
el al menos un parámetro de optimización está configurado como una variable característica del campo 
electromagnético, por lo que la unidad de control 14 solamente activa las unidades características 12 cubiertas en 
una gran parte. En particular, la unidad de control 14 está prevista para evitar en un plano alineado paralelamente a 
la superficie de cocción 22 un exceso de unidades calefactoras 12 activadas sobre la superficie del fondo de la vajilla 
de cocción. De esta manera se puede reducir al mínimo un campo de dispersión y/o se puede mejorar una simetría 25
de un campo electromagnético provocado a través de las unidades calefactoras 12.

Como ya se ha mencionado, la unidad de control 14 está prevista para preparar una posibilidad de selección del al 
menos un parámetro de optimización. En particular, la unidad de control 14 prepara la posibilidad de selección del 
parámetro de optimización cada vez que se coloca una vajilla de cocción 16, 18 sobre la superficie de cocción 22. A 
tal fin, la unidad de control 14 utiliza un menú 28, que se representa con relación al lugar de emplazamiento actual30
26 de la vajilla de cocción 16, 18 en la unidad de representación 24 (ver la figura 3a). Como ya se ha mencionado, la 
unidad de control 14 está prevista para preparar la posibilidad de selección en función de al menos un parámetro 
ajustable. De esta manera, una aparición del menú 28 puede ser limitada a través del usuario a aquellos casos, en 
los que una potencia de trabajo real depende en gran medida el lugar 26 de la vajilla de cocción 16, 18. Éste es 
especialmente el caso en vajillas de cocción 16, 18 pequeñas, con lo que parece conveniente una frecuencia de 35
preparación elevada para vajillas de cocción 16, 18 pequeñas. Además, la aparición del menú 28 o bien puede ser 
idéntica para todas las vajillas de cocción 16, 18 o puede ser individual para cada vajilla de cocción 16, 18 particular. 

De acuerdo con la invención, la unidad de control 14 está prevista para emitir al menos una variable característica, 
que indica en qué grado un lugar 26 de la vajilla de cocción 16, 18 corresponde al menos al un parámetro de 
optimización. En este caso, la al menos una variable característica puede estar configurada como una variable 40
característica óptica y/o como una variable característica acústica. En el ejemplo de realización mostrado en la figura 
3b, la variable característica está configurada como una variable característica óptica. En este caso, la unidad de 
control 14 prepara a través de la unidad de representación 24 una representación gráfica con la ayuda de un 
diagrama de barras 30. Una altura 34 de una barra 32 indica en este caso, en qué proporción un lugar de 
emplazamiento actual 26 de la vajilla de cocción 16, 18 corresponde a un parámetro de optimización respectivo. 45
Opcional o alternativamente a una indicación como barra 32, puede estar prevista una indicación de porcentajes. En 
el ejemplo de realización mostrado, el usuario ha seleccionado, en total, tres parámetros de optimización. El 
parámetro de optimización está configurado como una eficiencia energética y está configurado como distribución del 
calor y como tiempo de calentamiento. A través de un desplazamiento de la vajilla de cocción 16, 18 sobre la 
superficie de cocción 22, el usuario puede modificar el lugar de emplazamiento actual 26 de la vajilla de cocción 16, 50
18, con lo que se modifica la variable característica. A través de una modificación de este tipo el lugar de 
emplazamiento actual 26 de la vajilla de cocción 16, 18 se modifica la altura 34 respectiva de las barras 32 
respectivas en la unidad de representación 24. A través de un procedimiento de “prueba y error”, el usuario puede 
hallar de esta manera una posición 20 de la vajilla de cocción 16, 18 que corresponde a sus necesidades.

El dispositivo de campos de cocción 10 de acuerdo con la invención se puede accionar por medio de un 55
procedimiento de acuerdo con la invención para un funcionamiento de un dispositivo de campos de cocción 10 
según la invención. A tal fin, está previsto un aparato electrodoméstico de acuerdo con la invención con un 
dispositivo de campos de cocción 10 de acuerdo con la invención.
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Lista de signos de referencia

10 Dispositivo de campos de cocción
12 Unidad calefactora
14 Unidad de control5
16 Vajilla de cocción
18 Vajilla de cocción
20 Posición
22 Superficie de cocción
24 Unidad de representación10
26 Lugar
28 Menú
30 Diagrama de barras
32 Barras
34 Altura15
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de campos de cocción con al menos una unidad calefactora (12) y al menos una unidad de control 
(14), que está prevista para calcular en al menos un estado de funcionamiento al menos una variable característica 
de la posición preferida para una vajilla de cocción (16, 18) al menos en función de al menos un parámetro de 
optimización y al menos una variable característica de la vajilla de cocción (16, 18), caracterizado porque la unidad 5
de control (14) está prevista para preparar una posibilidad de selección del al menos un parámetro de optimización.

2.- Dispositivo de campos de cocción de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la unidad de control 
(14) está prevista para preparar una posibilidad de selección a partir de al menos dos parámetros de optimización.

3.- Dispositivo de campos de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque 
la unidad de control (14) está prevista para preparar la posibilidad de selección en función de al menos un 10
parámetro.

4.- Dispositivo de campos de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque 
la unidad de control (14) está prevista para preparar la posibilidad de selección sobre un periodo de tiempo de 
preparación ajustable.

5.- Dispositivo de campos de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque 15
la unidad de control (14) está prevista para preparar al menos una propuesta para una posición (20) de la vajilla de 
cocción (16, 18).

6.- Dispositivo de campos de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque 
la unidad de control (14) está prevista para utiliza en al menos un estado de funcionamiento para al menos dos 
vajillas de cocción (16, 18), respectivamente, otro parámetro de optimización.20

7.- Dispositivo de campos de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque 
la unidad de control (14) está prevista para utilizar en al menos un estado de funcionamiento un parámetro de 
optimización para toas las vajillas de cocción (16, 18).

8.- Dispositivo de campos de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque 
la unidad de control (14) está prevista para emitir al menos una variable característica, que indica en qué grado un 25
lugar (26) de la vajilla de cocción (16, 18) corresponde al menos a un parámetro de optimización.

9.- Dispositivo de campos de cocción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque 
el al menos un parámetro de optimización está configurado como una eficiencia energética y/o como una distribución 
de calor y/o como un tiempo de calentamiento y/o como una variable característica del campo electromagnético. 

10.- Aparato electrodoméstico con un dispositivo de campos de cocción (10) de acuerdo con una de las 30
reivindicaciones anteriores.

11.- Procedimiento para un funcionamiento de un dispositivo de campos de cocción (10) con al menos una unida 
calefactora (12) y al menos una unidad de control (14), a través de la cual se calcula en al menos un estado de 
funcionamiento al menos una variable característica de la posición preferida para una vajilla de cocción (16, 18) al 
menos en función de al menos un parámetro de optimización y al menos una variable característica de la vajilla de 35
cocción (16, 18).
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